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情報科学用有機材料第 142 委員会 

A 部会（液晶材料）第 110 回 

B 部会（インテリジェント有機材料）第 102 回 

C 部会（有機光エレクトロニクス）第 29 回 

合同研究会開催通知 

 

1. 日 時：平成 20 年 10 月 31 日（金）13:00～17:00 

2. 場 所：東京理科大学森戸記念館第一フォーラム 

東京都新宿区神楽坂 4-2-2 (http://www.tus.ac.jp/info/setubi/morito.html) 
（JR・地下鉄「飯田橋」下車 徒歩 5分） 

 

3. 研究会日程 

＜A部会＞ 

1.「基板上の高分子溶液乾燥過程のダイナミクス」 (13:00～13:45) 
東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻・特任講師 奥薗 透 

 

2.「分子による分子の操作:超分子機械の設計とその動き」 (13:45～14:30) 

東北大学 多元物質科学研究所・教授 金原 数 

 

＜B 部会＞ 

3.「高速フォトクロミズム」 (14:30～15:15) 

   青山学院大学理工学部化学・生命科学科・准教授            阿部 二朗 

  

（コーヒーブレーク） (15:15～15:30) 

 

＜C 部会＞  

4. 「有機デバイスとしてのカラーフィルム:J 会合色素単分子膜」 (15:30～16:15) 

富士フイルム(株) 先端コア技術研究所･参事 谷 忠昭 

 
5. 「有機トランジスタの電子スピン共鳴スペクトルにおける尖鋭化効果」 (16:15～17:00) 

(独)産業技術総合研究所 光技術研究部門強相関ﾌｫﾄｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 長谷川 達生 

 

（追記）準備の都合がありますので，出席のご都合を同封の解答用紙で 10 月 20 日（金）までにお

知らせ下さい。なお研究会終了後に懇談会を開催します。奮ってご参加下さい。 


